
设备优势 

● 系统可以快速的升温和降温。 

● 更加精准的条件控制和可靠的工艺重现性。 

● 安全性设计，具有尾气稀释模块。 

● 智能化设计，全自动引导式触屏操作系统。 

● 支持自动程序的设定与储存。 

● 雄厚的技术积累，专业的技术支持。 

台式高性能CVD石墨烯/碳纳米管快速制备系列—nanoCVD 

nanoCVD8G石墨烯快速制备系统 

nanoCVD-8G具有压强自动控制系统，可以精准的

控制石墨烯生长过程中的气氛条件。系统采用低热容的

样品台可在2分钟内升温至1000℃并精准控温。该装置

采用了冷壁技术，样品生长完毕后可以快速降温。正是

因为这些条件可以让用户在30分钟内即可获得高质量的

石墨烯。  

优异的性能 

nanoCVD系列台式设备是专为制备高质量的石

墨烯与碳纳米管而开发的高性能台式CVD系统。在

与诺奖级科研团队的长期合作中获得的丰富经验使

该系列产品具有非常高的性能，特别是针对石墨

烯、碳纳米管等不同的应用进行了针对性的优化。

该系列产品操作简便，生长条件控制精准，生长迅

速、制备出的样品具有高质量、高可重复性，这些

特点使得该系列产品受到多个石墨烯研究团队的赞

誉。 系统主机仍然工作在低温状态，大大提高了实

验效率。 

nanoCVD-WPG石墨烯快速制备系统 

nanoCVD-WPG将nanoCVD-8G高质量石墨烯生长

的功能与等离子体增强技术相结合，系统可制备晶圆

尺寸(3英寸或4英寸)级别的样品。除此之外，利用该系

统精准的生长控制条件可以制备多种高质量的2D材

料，该系统是小型CVD系统性能上的一个重大飞跃。

全新的设计方案和控制系统使该系统成为制备大面积

2D样品的上佳选择。  
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